
镁合金表面磷化处理 镁合金

产品名称 镁合金表面磷化处理 镁合金

公司名称 中山市东凤镇技科镁合金材料设备贸易部

价格 .00/个

规格参数 品名:镁合金
牌号:AZ91D
产地:中山市

公司地址 中山市东凤镇安乐村东凤大道南216号之五

联系电话 86 0760 22785336 18925316256

产品详情

品名 镁合金 牌号 AZ91D
产地 中山市 镁含量 90（%）
杂质含量 0.1（%） 粒度 -（目）

镁及其合金具有许多优良的物理和机械性能,具有较高的比强度和比刚度、易于切削加工、易于铸造、减
震性好、能承受较大的冲击震动负荷、导电导热性好、磁屏蔽性能优良,是一种理想的现代结构材料,现已
广泛应用于汽车、机械制造、航空航天、电子、通讯、军事、光学仪器和计算机制造等领域。为使镁合
金应用于不同的场合,经常需要改变其表面状态以提高耐蚀性、耐磨性、可焊性、装饰性等性能。目前有
许多工艺可在镁及镁合金表面上形成涂覆层,包括电镀、化学镀、转化膜,阳极氧化、氢化膜、有机涂层、
气相沉积层等。其中最为简单有效的方法就是通过电化学方法在基体上镀一层所需性能的金属或合金,即
电镀与化学镀。本文对这两种处理方法在镁及镁合金上的应用所面临的问题、工艺流程、各种前处理方
法、常用镀层及发展现状作简要概述。2 镁上电镀及化学镀面临的问题镁是一种难于直接进行电镀或化
学镀的金属,即使在大气环境下,镁合金表面也会迅速形成一层惰性的氧化膜,影响与镀层的结合强度,在进
行电镀或化学镀时必须除去这层氧化膜。由于氧化膜生成速度较快,所以我们必须寻找一种适当的前处理
方法,以在镁合金表面上形成一层既能防止氧化膜生成,又能在电镀或化学镀时易于除去的膜层。镁合金具
有较高的化学反应活性,使得我们必须保证在电镀或化学镀时,镀液中金属阳离子的还原应首先发生,因为
镁会与镀液中的阳离子迅速发生置换反应形成疏松的置换层,影响镀层的结合力。同时镁与大多数酸反应
剧烈,在酸性介质中溶解迅速。因此,我们对镁合金进行电镀或化学镀处理时应尽量采用中性或碱性镀液,
这样不仅可以减少对镁合金基体的浸蚀,也可以延长镀液的使用寿命。由于镁的电极电位很低,为-2.34v(相
对于标准氢电极),易于发生电偶腐蚀,在电解质中与其它金属接触时,易于形成腐蚀微电池,导致镁合金表面
迅速发生点蚀。因此,在电镀或化学镀时,在镁合金上形成的镀层必须无孔,否则不但不能有效防止腐蚀,反
而会加速镁合金的腐蚀。尤其是进行浸锌、直接化学镀镍等前处理时,所形成的底层必须保证无孔。对于
镁合金上的cu/ni/cr镀层,曾有人提出镀层的厚度至少应为50μm,保证无孔才能进行室外应用。镁合金上电
镀或化学镀所形成镀层的质量还取决于镁合金的种类。对于不同的镁合金,由于元素组成及表面状态不同,
进行前处理时应采取不同的方法,镁合金表面存在大量金属间化合物,如mgxaly金属间相的存在,导致表面电
势分布不均,增加了电镀及化学镀的难度。电镀及化学镀的共同缺点是镀液中含有重金属,影响镁合金的回
收利用,增加了回收的难度与成本。3 电镀及化学镀流程由于镁合金的电极电位很低,电化学活性很高,难于



直接进行电镀或化学镀。直接进行电镀或化学镀时,金属镁会与镀液中的阳离子发生置换反应,沉积的镀层
疏松、多孔、结合力差,并且会影响镀液的稳定性,缩短镀液的使用寿命,化学镀时影响更为严重。所以对
于镁合金要想得到理想的镀层,最重要的就是适当的前处理过程。目前对于镁及其合金电镀及化学镀的研
究也主要集中在前处理方法上。下述以常用的两种前处理方法(浸锌、直接化学镀镍)为基础,列出了镁合
金电镀及化学镀的一般流程。(1)清洗浸蚀活化浸锌氰化镀铜电镀(2)清洗浸蚀氟化物活化化学镀镍电镀电
镀及化学镀两种方法均是将镀液中的金属阳离子还原为基态金属沉积于镀件表面,不同的是电镀中还原反
应所需要的电子由外电路供给,化学镀中还原反应所需要的电子由还原剂提供,在进行浸镀时可由基体金属
直接提供电子。对于形状复杂的镁合金,电镀时由于电流密度分布不均,尤其在孔洞及深凹处,导致产生的
镀层不均匀。但化学镀不存在此缺点,对于形状复杂的镁合金,即使在孔洞及深凹处也会获得均匀的镀层。
化学镀的另一个优点是可以将碳化物、ptfe等物质作为第二相进行共沉积以提高镀层的硬度、耐磨、润滑
等性能。此外,进行合金电镀也可以提高镀层的硬度及耐磨性。由于镁异常突出的电化学反应活性,导致镁
合金上进行电镀或化学镀时前处理工序特别重要,前处理过程对于能否形成满意的镀层也很关键。
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